Opis habilita¢ného konania a inauguracného konania

Nazov vysokej skoly: Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencine

Sidlo vysokej skoly: Studentskd 2, 911 50 Trencin

Identifikacné Cislo vysokej Skoly: 719000000

Nazov fakulty: Centrum pre funkcné a povrchovo funkcionalizované skla (dalej len FunGlass)
Sidlo fakulty: Studentskd 2, 911 50 Trencin

Organ vysokej Skoly na schvalovanie habilitacného konania a inauguracného konania (dalej len
»HK a IK): Rada pre vnitorné hodnotenie TnUAD, Vedeckd rada TnUAD

Datum schvalenia v Rade pre vnutorné hodnotenie ThnUAD: 18.06.2025

Odkaz: Zdpisnica ¢. 4/2025 18.6.2025

Datum schvalenia vo Vedeckej rade TnUAD: 1.12.2025

Odkaz: Zdpisnica ¢. 2/2025 zo zasadania Vedeckej rady TnUAD v Trencine zo dria 1. decembra 2025
Ddtum udelenia akreditdcie SAAVS: 09.07.2026 s nadobudnutim Ucinnosti 06.08.2026

1. Vymedzenie odboru habilitacného konania a inaugurac¢ného konania
a) Nazov odboru HK a IK: Anorganickd technoldgia a materidly
b) Obsahované vymedzenie:

Obsahové vymedzenie odboru habilitacného konania a inauguracného konania Anorganickd
technoldgia a materidly je v priamej nadvdznosti na studijny odbor Chemické inZinierstvo a technoldgie,
ku ktorému je priradeny, a uskutocriuje v iom Studijny program lll. stupria Anorganické technoldgie
a nekovové materidly. Celouniverzitné pracovisko FunGlass uskutocriuje sustavnu tvorivu cinnost
v odbore habilitacného konania ainauguracného konania Anorganickd technoldgia a materidly.
Taziskové oblasti v odbore habilitacného a inauguracného konania su predovsetkym zamerané na
zdkladny a aplikovany vyskum v oblasti sklenych a pokrocilych keramickych materidlov a mozno ich
definovat nasledovne:
e Oblast sklenych materidlov so zameranim na:

- skumanie vztahov medzi vlastnostami skiel a ich zloZenim, podporené termodynamickym

modelovanim,

- vyvoj novych druhov skiel podla poZiadaviek praxe,

- skumanie mechanizmu kordzie povrchu komercne vyrdbanych skiel pre potreby skldrskeho

priemyslu, a mechanizmu kordzie a radiacnej odolnosti sklenych vidkien (ako izoldcie) pre

potreby jadrového priemyslu, za ucelom zvysenia ich kordznej odolnosti,

- skiumanie mechanizmu kordzie Ziaruvzdornych materidlov pre potreby skldrskeho priemyslu,

- vyskum a vyvoj v oblasti novych pristupov pri taveni komercne vyrdbanych skiel

- skumanie moznosti recykldcie skleného odpadu,

- skumanie vplyvu chemickej a fyzikdlnej upravy sklenych povrchov na mechanické vlastnosti

skiel,

- vyskum v oblasti sél-gél metdd (tenké vrstvy, kompozity) pre biomedicinske (antibakteridlne

vrstvy, antikorézne povlaky), optické a optoelektronické aplikdcie (reflexné a antireflexné

poviaky, luminiscencne aktivne poviaky),

- pokrocilé metddy pripravy (3D, 2D tlac),

- bioaktivne skld a kompozitné materidly,

- vyvoj analytickych metdd pre instrumentdlnu analyzu skla.

e Oblast keramickych a anorganickych materidlov so zameranim na:

- vyskum voblasti pokrocilych keramickych materidlov, skumanie vztahov medzi

mikroStrukturou a mechanickymi a optickymi vlastnostami, fotoluminiscenéne aktivne

keramické materidly, transparentné keramické materidly,

- transparentné oxyfluoridové sklo-keramické materidly s luminiscencne aktivnymi

fluoridovymi nanofdzami,


https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/rada_pre_vnutorne_hodnotenie/2025/Zapisnica_c._4_2025_zo_zasadnutia_RVH_TnUAD_18_06_2025_01.pdf
https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/vedecka_rada/2025/Zapisnica_VR_2025_12_01.pdf

- priprava a charakterizdcia sklo-keramickych povlakov pre vysokoteplotnu koréznu ochranu
kovovych materidlov,

- priprava a Studium fotokatalyticky aktivnych anorganickych materidlov a kompozitov pre
degraddciu organickych polutantov a vodikové technoldgie (water splitting),

-pokrocilé metddy spekania keramickych materidlov, vrdtane metod spekania s nizkou
environmentdlnou zdtaZou (napr. studené spekanie),

- pokrocilé keramické materidly stabilizované vysokou entropiou,

- zuZitkovanie anorganickych odpadov s vyuZitim technoldgii s nizkou environmentdinou
zataZou (napr. konsoliddcia s vyuZitim alkalickej aktivdcie).

Odbor habilitacného konania a inauguracného konania reflektuje aktudlne trendy v jednotlivych
oblastiach Studijného odboru, poZiadavky hospoddrskej praxe, poznatky o spolocenskej zodpovednosti,
udrZatelnosti, etike, ekologickom konani a podporuje rozvoj kritického a podnikatelského myslenia.

c) Udelovany titul: doc./prof.
d) Priradenie k studijnému odboru/odborom: 16. Chemické inzZinierstvo a technoldgie

2. Personalne zabezpecenie odboru habilitacného konania a inaugurac¢ného konania

Na vysokej Skole pdsobi na ustanoveny tyzdenny ¢as skupina piatich os6b, ktoré majui zodpovednost
za rozvoj a zabezpeéenie kvality odboru HK a IK a spifiaju kritérid definované v &lanku 4 Standardov
pre habilitacné konanie a inauguracné konanie, Slovenskej akreditacnej agentury pre vysoké skolstvo
zo diia 17. oktébra 2024. Ziadna z tychto 0s6b nemd zodpovednost za rozvoj a zabezpedenie kvality
iného odboru HK a IK a len na jednej vysokej Skole v SR.

Osoby zodpovedné za habilitacné konania a inauguracéné konania v Centre pre funkcné a povrchovo
funkcionalizované skla na TnUAD v odbore habilitacného konania ainauguracného konania
Anorganickd technoldgia a materidly su:

- prof. Ing. Dusan Galusek, DrSc.- funkéné miesto profesor, titul profesor, splria kritérium ¢l. 4, ods.
2, pism. a, b, c Standardov pre HK a IK, SAAVS,

- prof. RNDr. Karel Maca, Dr.- funkéné miesto profesor, titul profesor, spliia kritérium &l. 4, ods. 2,
pism. ¢ Standardov pre HK a IK, SAAVS,

- doc. Ing. Rébert Klement, PhD. - funkéné miesto docent, titul docent, splfia kritérium ¢l. 4, ods. 2,
pism. c Standardov pre HK a IK, SAAVS,

- doc. Ing. Mdria Chrom¢éikovd, PhD.- funkéné miesto docent, titul docent, spifia kritérium &l. 4, ods.
2, pism. c Standardov pre HK a IK, SAAVS,

- doc. Amirhossein Pakseresht, Ph.D.- funkcné miesto docent, titul docent, spfﬁa kritérium cl. 4, ods.
2, pism. c Standardov pre HK a IK, SAAVS.

Tieto osoby pdsobia na celouniverzitnom pracovisku FunGlass na ustanoveny tyzdenny pracovny cas
a nezodpovedaju za rozvoj a zabezpeclenie kvality odboru HK a IK vinom odbore HK a IK a ani na inej
vysokej skole v SR.

Odkaz na VUPCH v slovenskom a anglickom jazyku os6b zodpovednych za habilitacné konanie
a inauguracné konanie:
61 ATaM HIK d) VUPCH OZHIK1 5

3. ZloZenie vedeckej rady vysokej skoly
a) ZloZenie vedeckej rady Trencianskej univerzity Alexandra DubcCeka v Trencine je:
Odkaz na zloZenie vedeckej rady univerzity:


https://tnuni.sharepoint.com/:f:/r/sites/rvh/Zdielane%20dokumenty/%C5%BDiadosti%20-%20nov%C3%A9_zos%C3%BAladenie_%C3%BAprava%20zos%C3%BAladen%C3%BDch%20%C5%A0P/61_CUP%20FG_Ziadost%20o%20novy%20odbor%20HIK_Anorganicka%20technologia%20a%20materialy/Odbor%20HIK_ANaT/61_ATaM_HIK_d)%20VUPCH%20OZHIK%201_5?csf=1&web=1&e=kcXIXN
https://tnuni.sharepoint.com/:f:/r/sites/rvh/Zdielane%20dokumenty/%C5%BDiadosti%20-%20nov%C3%A9_zos%C3%BAladenie_%C3%BAprava%20zos%C3%BAladen%C3%BDch%20%C5%A0P/61_CUP%20FG_Ziadost%20o%20novy%20odbor%20HIK_Anorganicka%20technologia%20a%20materialy/Odbor%20HIK_ANaT/61_ATaM_HIK_d)%20VUPCH%20OZHIK%201_5?csf=1&web=1&e=kcXIXN

Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencine: Vedecka rada (tnuni.sk)

Vedeckd rada Trencianskej univerzity Alexandra Dubceka v Trencine je zloZend z 30 ¢lenov, z ktorych 5
pésobi v Studijnom odbore Chemické inZinierstvo a technoldgie, ku ktorému je odbor HK a IK
Anorganickd technoldgia a materidly priradeny, a medzi ktorymi su vyznamni odbornici s odbornou
kapacitou posudzovat HK a IK v odbore Anorganickd technoldgia a materidly.

e prof. Ing. Dusan Galusek, DrSc.

e doc. Ing. Robert Klement, PhD.

e doc. Ing. Miroslav Boca, DrSc.

e prof. RNDr. Pavol Sajgalik, DrSc.

b) Odkaz na zloZenie vedeckej rady fakulty:

Centrum pre funkcné a povrchovo funkcionalizované skla (FunGlass) je celouniverzitnym vyskumnym
pracoviskom, ktoré v ramci TnUAD nemd postavenie fakulty a ako také nemd vlastnu vedecku radu. V
relevantnych otdzkach preto podlieha rozhodnutiam Vedeckej rady TnUAD.

4. Vystupy tvorivej Cinnosti oséb zodpovednych za habilitacné konanie a inauguracné konanie:
Odkaz na vystupy tvorivych ¢innosti (VTC) os6b zodpovednych za habilitacné konanie a inauguracné
konanie:

61 ATaM HIK e) Charakteristiky VTCSJ EN

Metodika hodnotenia tvorivych ¢nosti je dostupna na:
Metodika _hodnotenia_tvorivych cinnosti __na _TnUAD

5. Urovei kritérii na vyhodnotenie splnenia podmienok na ziskanie titulu docent

Kritérid na ziskanie titulu docent:

61 ATaM HIK b) Minimalne kriteria na ziskanie vedecko-pedagogickeho titulu docent alebo
profesor

6. Urovei kritérii na vyhodnotenie splnenia podmienok na ziskanie titulu profesor
Kritéria na ziskanie titulu profesor:
61 ATaM_HIK b) Minimalne kriteria na ziskanie vedecko-pedagogickeho titulu docent alebo profesor

7. Pravidla a postupy habilitacného konania a inauguracného konania

Pravidla a postupy HK a IK je celouniverzitny dokument a zverejneny je na web stranke TnUAD pod
ndzvom: 3-U-054 Organizacnd smernica o postupe ziskavania vedecko-pedagogickych titulov
a umelecko-pedagogickych titulov docent a profesor na TnUAD
https://tnuni.sk/uradna-vyveska/zakony-predpisy-a-ine-dokumenty/?L=2\\\\\\\1%27

Habilita¢né konanie a inauguracné konanie sa uskutocnuje podfa:

Standardy SAAVS

Vyhlaska Ministerstva Skolstva, vyskumu, vyvoja a mlddeZe Slovenskej republiky, ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia zékona ¢. 300/2025 Z.z. o vysokych $koldch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zdkon o vysokych skoldch ¢. 300/2025
https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2025/300/20260301



https://tnuni.sk/univerzita/organy-univerzity/vedecka-rada/?L=2////////%27%27A
https://tnuni.sharepoint.com/:f:/r/sites/rvh/Zdielane%20dokumenty/%C5%BDiadosti%20-%20nov%C3%A9_zos%C3%BAladenie_%C3%BAprava%20zos%C3%BAladen%C3%BDch%20%C5%A0P/61_CUP%20FG_Ziadost%20o%20novy%20odbor%20HIK_Anorganicka%20technologia%20a%20materialy/Odbor%20HIK_ANaT/61_ATaM_HIK_e)%20Charakteristiky%20VTC%20SJ_EN?csf=1&web=1&e=i6CNQL
https://tnuni.sharepoint.com/:f:/r/sites/rvh/Zdielane%20dokumenty/%C5%BDiadosti%20-%20nov%C3%A9_zos%C3%BAladenie_%C3%BAprava%20zos%C3%BAladen%C3%BDch%20%C5%A0P/61_CUP%20FG_Ziadost%20o%20novy%20odbor%20HIK_Anorganicka%20technologia%20a%20materialy/Odbor%20HIK_ANaT/61_ATaM_HIK_e)%20Charakteristiky%20VTC%20SJ_EN?csf=1&web=1&e=i6CNQL
https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/rada_pre_vnutorne_hodnotenie/2025/Final_1_4_2025_Metodika_hodnotenia_tvorivych_cinnosti__na_TnUAD.pdf
https://tnuni.sharepoint.com/:f:/r/sites/rvh/Zdielane%20dokumenty/%C5%BDiadosti%20-%20nov%C3%A9_zos%C3%BAladenie_%C3%BAprava%20zos%C3%BAladen%C3%BDch%20%C5%A0P/61_CUP%20FG_Ziadost%20o%20novy%20odbor%20HIK_Anorganicka%20technologia%20a%20materialy/Odbor%20HIK_ANaT/61_ATaM_HIK_b)%20Minimalne%20kriteria?csf=1&web=1&e=Uomrie
https://tnuni.sharepoint.com/:f:/r/sites/rvh/Zdielane%20dokumenty/%C5%BDiadosti%20-%20nov%C3%A9_zos%C3%BAladenie_%C3%BAprava%20zos%C3%BAladen%C3%BDch%20%C5%A0P/61_CUP%20FG_Ziadost%20o%20novy%20odbor%20HIK_Anorganicka%20technologia%20a%20materialy/Odbor%20HIK_ANaT/61_ATaM_HIK_b)%20Minimalne%20kriteria?csf=1&web=1&e=Uomrie
https://tnuni.sharepoint.com/:f:/r/sites/rvh/Zdielane%20dokumenty/%C5%BDiadosti%20-%20nov%C3%A9_zos%C3%BAladenie_%C3%BAprava%20zos%C3%BAladen%C3%BDch%20%C5%A0P/61_CUP%20FG_Ziadost%20o%20novy%20odbor%20HIK_Anorganicka%20technologia%20a%20materialy/Odbor%20HIK_ANaT/61_ATaM_HIK_b)%20Minimalne%20kriteria?csf=1&web=1&e=AW4izl
https://tnuni.sharepoint.com/:f:/r/sites/rvh/Zdielane%20dokumenty/%C5%BDiadosti%20-%20nov%C3%A9_zos%C3%BAladenie_%C3%BAprava%20zos%C3%BAladen%C3%BDch%20%C5%A0P/61_CUP%20FG_Ziadost%20o%20novy%20odbor%20HIK_Anorganicka%20technologia%20a%20materialy/Odbor%20HIK_ANaT/61_ATaM_HIK_b)%20Minimalne%20kriteria?csf=1&web=1&e=AW4izl
https://tnuni.sk/uradna-vyveska/zakony-predpisy-a-ine-dokumenty/?L=2////////%27
https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2025/300/20260301

Organizacnd _smernica o postupe ziskavania _vedecko-pedagogickych titulov _a umelecko-
pedagogickych titulov docent a profesor na TnUAD

Eticky kodex Trencianskej univerzity A. DubcCeka v Trencine
https://tnuni.sk/univerzita/organy-univerzity/poradne-organy-rektora/eticka-komisia-tnuad/
Kodex vyskumnej integrity a etiky na Slovensku
https://tnuni.sk/univerzita/organy-univerzity/poradne-organy-rektora/eticka-komisia-tnuad/
Deklardcia o posilneni kultury vedeckej integrity na Slovensku
https://tnuni.sk/univerzita/organy-univerzity/poradne-organy-rektora/eticka-komisia-thnuad/

8. Ukoncené habilitacné konania a ich vysledky
Habilitacné konania:

Odkaz na ukoncené habilitacné konania a ich vysledky: https://tnuni.sk/habilitacie-a-inauguracie/

9. Ukoncené inauguracné konania a ich vysledky

Odkaz na ukoncené inauguracné konania a ich vysledky: https://tnuni.sk/habilitacie-a-inauguracie/

10. Odbor Hl a IK, ktoré odbor HI a IK nahradza: Anorganickd technoldgia a materidly

11. Zd6évodnenie nadvaznosti alebo integracie:

Novd akreditdcia habilitacného konania a inauguracného konania v odbore Anorganickd technoldgia
a materidly vychddza z pévodného odboru HK a IK Anorganickd technoldgia a materidly, ktory bol
zosuladeny so Standardmi pre HK a IK SAAVS. Tento odbor HK a IK bol implementovany a aktivne
vyuzivany v procese hodnotenia vedeckych a pedagogickych kompetencii uchddzacov.

V odbore HK a IK Anorganickd technoldgia a materidly na celouniverzitnom pracovisku FunGlass boli
uspesne ukoncené habilitacné konania viacerych odbornikov z pracoviska. Tento fakt potvrdzuje
relevantnost a akceptovatelnost odbornych kritérii stanovenych pre tento odbor HK a IK. Kritérid pre
habilitacné konania a kritérid pre inauguracné konania su nastavené tak, aby reflektovali vysoké
poZiadavky na vedecku kvalitu uchddzacov. Vedecké a scientometrické kritéria pre habilitacné konania
preto vychddzaju z poZiadaviek na ziskanie vedeckého kvalifikacného stupria lla (samostatny vedecky
pracovnik) a vedecké a scientometrické kritéria pre inauguracné konania zodpovedaju kritériam pre
ziskanie vedeckej hodnosti doktor vied (DrSc.) v prislusnom odbore.

Kritéria odboru HK a IK su porovnatelné s kritériami aplikovanymi na eurdpskej urovni, o zarucuje
vysoku kvalitu procesu hodnotenia uchddzacov o vedecko-pedagogické tituly docent a profesor. Novd
akreditdcia tak nadvdzuje na existujuce odborné zdklady a zabezpecuje kontinuitu a rozvoj vedeckej
a pedagogickej spbsobilosti v odbore Anorganickd technoldgia a materidly.


https://tnuni.sk/uradna-vyveska/zakony-predpisy-a-ine-dokumenty/
https://tnuni.sk/uradna-vyveska/zakony-predpisy-a-ine-dokumenty/
https://tnuni.sk/univerzita/organy-univerzity/poradne-organy-rektora/eticka-komisia-tnuad/
https://tnuni.sk/univerzita/organy-univerzity/poradne-organy-rektora/eticka-komisia-tnuad/
https://tnuni.sk/univerzita/organy-univerzity/poradne-organy-rektora/eticka-komisia-tnuad/
https://tnuni.sk/habilitacie-a-inauguracie/
https://tnuni.sk/habilitacie-a-inauguracie/

